Tercer llamamiento de defensa de TFM
— Master Nanociencia y Tecnologia de
Materiales. Septiembre 2021

El tercer llamamiento de defensa de TFM del Mdaster de Nanociencia y Tecnologia de

Materia

les tendra lugar los dias 27 y 28 de septiembre.

Dia 27 de septiembre

Lugar de la defensa: Sala de Grados 2

Composicién de la Comision evaluadora 1:

>

>

Presidente: Prof. Sergio Ignacio Molina Rubio (Ciencia de Materiales e Ingenieria
Metallrgica y Quimica Inorganica)

Vocal: Prof. Juan Maria Gonzalez Leal (Fisica de la Materia Condensada)
Secretaria: Prof. Miriam Herrera Collado (Ciencia de Materiales e Ingenieria
Metalurgica y Quimica Inorgdnica)

Suplente: Prof. Laura Cubillana Aguilera (Quimica Analitica)

Hora

Alumno

12.00

Marta Escanciano lgualador

12.45

José Carlos Porras Ketterer Romero

13.30

Marta Gago Santanton

Dia 28 de septiembre

Lugar de la defensa: Sala de Grados 1

Composicién de la Comision evaluadora 2:

>

Presidente: Prof. Daniel Araujo Gay (Ciencia de Materiales e Ingenieria
Metallrgica y Quimica Inorganica)

Vocal: Prof. Francisco Javier Navas Pineda (Quimica Fisica)

Secretario: Prof. José Maria Palacios Santander (Quimica Analitica)

Suplente: Prof. Laura Cubillana Aguilera (Quimica Analitica)

Hora

Alumno

16.00

Carmen M2 Fuentes Benitez

16.45

Fernando Nurnez Galvez




Normas para la Defensa:

a) El estudiante debe enviar la presentacion a la Coordinadora de TFG como maximo a
las 17:00h de la tarde anterior a la defensa.

b) El alumno dispondra de 20 minutos para la exposicién del TFM y a una vez finalizada

la presentacion, se procederd al turno de preguntas, que durard 15 minutos.



